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摘要(译)

本发明公开了一种彩色滤光阵列基板及其制备方法和显示装置，涉及液
晶显示领域。所述彩色滤光阵列基板，包括阵列基板，还包括形成于阵
列基板上的黑矩阵、彩色滤光层和反射层；黑矩阵具有限制亚像素区域
的开口；彩色滤光层和反射层位于亚像素区域，且反射层位于彩色滤光
层靠近阵列基板的一侧。所述彩色滤光阵列基板及其制备方法和显示装
置，可以有效降低反射式液晶面板及显示装置的厚度，有利于反射式液
晶面板及显示装置的窄薄化设计。同时，可以使反射式液晶面板及显示
装置前面和侧面入射的光线几乎全部被反射进入到前方有效显示区域的
人眼正常的视角范围，提高了反射式液晶面板及显示装置的整体光利用
率。
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